
 

 

های پوششبر تنش پسماند  افزودن عوامل فعال سطحی به محلول آبکاریبررسی اثر 

 اکسید سربدی

 2کوروش جعفرزاده ، 1زهره گرگوند

 چکیده

های پسماند تک بر میزان تنش 2PbOدهی به محلول پوشش Saccharin امل فعال سطحیافزودن ع هدف از این پژوهش، بررسی اثر

دهی با استفاده از روش ها طی فرآیند پوششهای پسماند تک محوری در این پوششمقادیر تنش .ها استمحوری در این پوشش

هی دایجاد شده در اثر فرآیند پوششگیری شد. در این روش مقادیر انحنای انتهایی ای شکل اندازههای تسمهگیری انحنا در نمونهاندازه

ی به روش نانوفرورونده و استفاده از معادله های حاصلهی مدول یانگ پوششصورت گرفت. با محاسبه CMMگیری دقیق با اندازه

محاسبه گردید. کاهش در مقدار تنش پسماند تک محوری با افزودن  های پسماند تک محوریی استونی، مقادیر تنشتعمیم یافته

 شد. مشاهده MPa 841/338تا  969/354از مقدار ، 2PbOدهی به محلول پوشش Saccharinعامل 

 .امل فعال سطحیع، گذاری آندیرسوباکسید سرب، دی، تنش پسماندکلمات کلیدی: 
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